
 

 
 

高性能光触媒ゲルは、シリカゲル微粒 

子を特殊な方法で成形した T S G ゲル 

または、細孔径を大きくした T S C ゲル 

の表面に二酸化チタンをコーティングし 

た、シリカゲルの高い吸着性と、大きな 

比表面積による光触媒効果をアップさせ 

た商品です。 

特に、T S G－H ゲルは、シリカゲルの 

高い吸着性とシリカゲルには無い優れた 

機械強度と耐水性、耐熱性を併せ持った 

今までにない特徴を兼ね備えています。 

また、T S C－H ゲルは、従来のシリカゲ 

ルより細孔径を大きくとり、酸化チタン 

の粒子を細孔内まで担持させ、光触媒効 

果アップさせたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

高性能光触媒ゲルの性能 
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光触媒効果試験 

 高性能光触媒ゲルを使って、シックハウス症候群の原因物質であるホルムアルデヒドの分解と水質浄化の

能力を試験するための染料（メチレンブルー）の分解実験を行ないました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

有害物質の浄化作用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

グレード 

タイプ 粒子径（ｍｍ） ポアサイズ（n m） 比表面積（ｍ２/ ｇ） 

T S G －１２H B  １～２ ８ ４５０ 

T S G －２４H B  ２～４ ８ ４５０ 

T S G －４８H B  ４～８ ８ ４５０ 

T S C －１８H B  １～８ １０ ３５０ 

 

 

TSG-48HBのトリクロロエチレン分解テスト結果
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高性能光触媒ゲル

実験条件 

 

T S G - 4 8 H B ゲルの使用量 4 g

紫外線照射強度 5 0μW / c m 2  

容器サイズ 5 . 0 L  

ハロゲン化合物 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

 

データ提供 

富山大学工学部熊沢研究室 

 

メチレンブル－分解実験  

メチレンブル－初期濃度 100ppm 

TSG-48HB使用量 5ｇ 

紫外線照射強度 2ｍW/cm2 

光 触 媒 効 果 評 価 〔ｱｾﾄｱﾙﾃ ﾞ ﾋ ﾄ ﾞ分解〕結果
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実験条件 

TSC-48HBゲル

 TSG-48HBゲル

アセトアルデヒド 

の使用量 ３μＬ

二酸化炭素の初期濃度

   ６００ｐｐｍ 

紫外線照射強度 

   2.0mW/cm2 

容器ｻｲｽﾞ  1.0Ｌ 

実験時間  ３時間 


